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@ Resumen:

Cliché para la impresién de superficies risticas e irre-
gulares.

Un cliché para la impresién de determinadas superfi-
cies con irregularidades superficiales, tales como las
superficies de piezas de ceramica, madera, o similar,
que se obtiene a partir de una (laminacién simple) o
mas (laminacién “capping”) resinas liquidas, con la
posibilidad de obtencién de porciones de diferentes
alturas (cliché compensado) en la misma operacién
de insolacién, desprovisto de base de poliéster por
despegue manual de la misma, estando esta ope-
racién facilitada por la colocacién, con anterioridad
a la operaciéon de laminacién, de la pelicula de base
de modo c1ue su cara no emulsionada quede en con-
tacto con la resina.
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DESCRIPCION

Cliché para la impresion de superficies rusticas
e irregulares.

Objeto de la invencién

La presente invencién se refiere a un cliché des-
tinado a la impresion de superficies risticas y que
presentan algunas irregularidades, tales como pie-
zas de ceramica, madera y similares, mediante el
que se aportan esenciales caracteristicas de nove-
dad y notables ventajas con respecto a los dispo-
sitivos similares utilizados para este mismo fin en
el estado actual de la técnica.

De manera mas concreta, la invencién prevé
el desarrollo de un cliché, de naturaleza flexible
para su perfecta adaptacién a la superficie de-
seada, en el que se ha previsto la eliminacién de
la base de poliéster, retirada durante el proceso
de fabricacion, para lo cual se ha previsto que la
pelicula de base se sitiie de forma que su cara
no emulsionada esté en contacto con la resina,
con anterioridad a la laminacién de la resina, lo
que permite un despegado manual posterior una
vez que ha terminado el proceso de insolacion y
procesado del cliché. La fabricacion admite la
utilizacién de una o dos resinas liquidas, lo que
permite la obtencién de un cliché con la dureza y
amortiguacion que se desee.

El campo de aplicacién de la invencién es am-
plio, y se encuentra comprendido en particular
dentro del sector industrial dedicado a la fabri-
cacion de medios y dispositivos para la impresion
de piezas especiales de cerdmica (cenefas, listelos,
etc.).

Antecedentes y sumario de la invencién

Es conocido el hecho de que en la fabri-
cacién de determinadas piezas ceramicas de re-
vestimiento, es necesario dotar a las mismas con
determinadas impresiones para la formacion de fi-
guras ornamentales que, una vez combinadas y/o
alineadas entre si, permiten la formacién de ce-
nefas o similares. Dado que la superficie de estas
piezas no es absolutamente uniforme, resulta ne-
cesario disponer de clichés de impresion que estén
capacitados para adaptarse adecuadamente a las
posibles irregularidades superficiales, con el fin
de que la impresiéon obtenida presente una cali-
dad aceptable. Esta circunstancia exige que los
clichés presenten caracteristicas de flexibilidad y
amortiguacion adecuadas, con el fin de que tal
adaptacion sea lo mas perfecta posible.

Los clichés utilizados en el estado actual de
la técnica, presentan normalmente una base de
poliéster, a partir de la cual se desarrollan los di-
versos motivos a ser transferidos. Aunque estos
clichés cumplen con la misién para la que han
sido creados, seria aun deseable poder perfeccio-
nar el proceso de fabricacién de tales clichés, con
una mejora sustancial de los resultados, de modo
que el cliché obtenido pueda adaptarse bien a las
irregularidades superficiales de las piezas del tipo
comentado.

Para ello, la invencién ha previsto la utili-
zacion de una o dos resinas liquidas, convenien-
temente laminadas, merced a lo cual pueden em-
plearse una amplia gama de técnicas de elabo-
racién y manufacturado, con resultados amplia-
mente mejorados con respecto a los clichés conoci-
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dos. La posibilidad de utilizar diferentes resinas,
con distintos grados de dureza, permite obtener
clichés mas duros y amortiguados a la vez, sin
base, con una mejora sustancial en los resultados
derivados de su utilizacién. Ademas, esta técnica
permite también que dentro de un mismo cliché
puedan obtenerse diversas alturas, con la misma
insolacion.

De acuerdo con el objeto de la invencién,
el cliché obtenido estd desprovisto de base de
poliéster, siendo esta técnica la que hace posi-
ble que la imagen del cliché pueda imprimirse en
cualquier punto de la pieza especial con relieve
gracias a su flexibilidad. La base de poliéster es
retirada durante el proceso de fabricacién. Para
la grabacion del cliché, se hace uso de la carac-
teristica fotosensible de la resina, de modo que
al ser expuesta a la luz ultravioleta por medio
de una pelicula de negativo, a través de la cual
pasa la luz, las partes de resina expuestas a la luz
se endurecen, pudiendo obtenerse asi las formas
deseadas para las distintas porciones del cliché.
Para la eliminacién de la base de poliéster se pro-
cede de modo que la pelicula de base se dispone,
con anterioridad a la operaciéon de laminacién de
la resina, de modo que la cara no emulsionada
queda en contacto con la resina, con lo que se fa-
cilita el posterior despegue, de forma manual, una
vez que ha terminado el proceso de insolacion y
procesado del cliché.

Breve descripciéon de los dibujos

Las caracteristicas expuestas en lo que an-
teceden, van a ser presentadas de forma grafica
con aprovechamiento de las figuras de los dibu-
jos anexos, en los que se ha representado a titulo
de ejemplo puramente ilustrativo y no limitativo,
una forma preferida de realizaciéon. En tales di-
bujos:

La Figura 1 muestra diversas representacio-
nes relativas al cliché de la invencién, en las que
se aprecian las distintas opciones de cliché con la-
minacién de resina simple, laminacién de resina
doble, cliché compensado con diferentes alturas,
y sendas bandas longitudinales constitutivas de
las operaciones de obtencién del cliché de la in-
vencion, y

La Figura 2 muestra esquematicamente un
ejemplo de montaje del cliché de la invencion.
Descripcién de la realizacion preferida

Segin se ha expuesto en lo que antecede, el
resultado de la invencién aparece claramente ex-
puesto en las representaciones gréficas de los di-
bujos anexos. Asi, atendiendo a la Figura 1 se
puede apreciar una primera representacién en la
que se distingue la formacién de una porcién (1)
del cliché obtenida por medio de una laminacién
simple de resina liquida, es decir, con la utili-
zacion de una sola resina, en cuyo caso las carac-
teristicas del cliché seran las derivadas inheren-
temente de la resina utilizada. Sin embargo, en
la siguiente representacion de esta misma Figura,
se puede apreciar que la formacién dispone de dos
porciones diferenciadas, obtenidas por laminacién
de 2 resinas diferentes (operacién conocida como
“capping”), en las que se distingue una porcién
inferior (1) equivalente a la de la representacién
anterior, y una porcién (2) superior indicativa de
la segunda resina utilizada. Tal y como se expuso
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anteriormente, la utilizacién de combinaciones de
resinas con propiedades diferenciadas, facilita la
obtencién de clichés mas duros y amortiguados a
la vez, lo que mejora sensiblemente los resulta-
dos derivados de su utilizacién, al obtenerse una
mejor calidad de reproduccién de las imagenes.

En la siguiente representacién de la Figura
1 considerada, se aprecia la posibilidad de ob-
tencién, en un mismo cliché y con la misma ope-
racién de insolacién, de porciones (3, 4) de dife-
rentes alturas, constituyendo asi un cliché com-
pensado.

En cuanto a las bandas longitudinales que
aparecen en esta misma Figura 1, se puede
apreciar la operacion de retirada de la base de
poliéster. En este sentido, se puede apreciar la
citada base (5), y sobre ésta, la ldmina (6) de
resina sobre la que se obtiene la formacién de las
distintas porciones constitutivas del cliché. Segin
se ha dicho, la retirada de la base se realiza du-
rante el proceso de fabricacién, de forma manual,
al no existir vinculacién por pegado entre ambos.
En efecto, la cara no emulsionada de la pelicula de
base es precisamente la que se dispone en contacto
con la ldmina (6) de resina, siendo por ello posible
su posterior despegue manual de forma simple,
una vez finalizado el proceso de insolacién y de
procesado del cliché. Por consiguiente, el cliché
obtenido estd desprovisto de base tal y como se
ha indicado en la descripcién que antecede.

Para la utilizacién del cliché, se ha previsto su
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montaje sobre una camisa de poliéster a la que se
ha desprovisto de una parte correspondiente en
coincidencia con la imagen del cliché. Esta cir-
cunstancia se ha representado en la Figura 2, en
la que se ha indicado con la referencia (7) la citada
camisa de poliéster, desprovista de la porcién (8)
en la que se dispone la imagen (9), y estando do-
tada dicha camisa (7) de una zona (10) con los
medios de enganche, y de una zona (11) de ori-
ficios para la colocacién de tensores de fijacion
del montaje. Este sistema resulta especialmente
indicado cuando se trata de imprimir piezas espe-
ciales de ceramica, como es el caso de las cenefas,
listelos, o similares.

No se considera necesario hacer més extenso
el contenido de la presente descripcién para que
un experto en la materia pueda comprender su
alcance y las ventajas que del mismo se derivan,
asi como llevar a cabo la realizacion practica de
la misma.

No obstante, puesto que lo descrito anterior-
mente corresponde solamente con una forma de
ejecuciéon preferida, se comprenderd que dentro
de su esencialidad podran introducirse multiples
variaciones de detalle, asimismo protegidas, que
podran afectar al conjunto o a sus partes, sin
apartarse por ello del marco de la invencién, y que
en particular pueden estar referidas a la forma, el
tamafio y/o los materiales utilizados en la fabri-
cacion del conjunto o de sus partes.
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REIVINDICACIONES

1. Cliché para la impresion de superficies rus-
ticas e irregulares, tal como la superficie presen-
tada por piezas de cerdmica, madera o similares,
obtenido esencialmente por fotopolimerizacién a
partir de resinas liquidas, mediante laminacién
simple (una sola resina), o mediante laminacién
de dos resinas con diferentes durezas con el fin de
conferirle unas caracteristicas mejoradas de du-
reza y amortiguacién, que se caracteriza porque
dicho cliché estd desprovisto de base de poliéster,
cuya operacién de retirada de dicha base (5) res-
pecto al cliché (6) se realiza durante el proceso
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de fabricacién, para lo cual, con anterioridad a la
laminacién de la resina, se dispone la pelicula de
base de modo que su cara no emulsionada quede
en contacto con la resina, con el fin de facilitar
la operacién posterior de despegue, manualmente
y una vez finalizado el proceso de insolacién y
procesado del cliché.

2. Cliché para la impresién de superficies ris-
ticas e irregulares, segun la reivindicacion 1, que
se caracteriza porque el mismo puede ser de tipo
compensado, es decir, presentar porciones (3, 4)
de diferentes alturas, obtenidas en la misma ope-
racién de insolacién.
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